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摘要(译)

本发明的实施例公开了一种涂覆液晶的方法和制造显示面板的方法，涉
及显示领域，能够在涂覆液晶的同时实现液晶分子的取向排列，从而避
免造成的不良通过摩擦取向膜并滴下液晶。涂布液晶的方法包括：在透
光基板上形成取向膜，其中取向膜中的取向膜分子取向排列;使用狭缝喷
嘴在透光基板上涂覆液晶材料，在其上形成取向膜，其中液晶材料包括
液晶分子和光敏反应基团;并且在涂覆液晶材料的同时使用第一UV光照射
液晶材料。
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